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摘要(译)

本发明公开了一种配向膜、彩膜基板、阵列基板、液晶显示装置及制造
方法。该配向膜包括：配向膜中间部分和配向膜周边部分，所述配向膜
中间部分形成于显示区域，所述配向膜周边部分间隔形成于所述显示区
域周边的周边区域。本发明中，配向膜周边部分具有镂空结构，使得封
框胶可形成于彩膜基板配向膜和阵列基板配向膜之间，并填充于镂空结
构中，使封框胶部分与彩膜基板结构和/或阵列基板结构接触，在满足粘
接力的前提下减小了封框胶与显示区域之间的距离，从而减小了封框胶
涂布区域的宽度。
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